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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menentukan potensial, waktu dan pH optimal pengenaapan iogam nikei secara eiektroiisis pada proses peiapisan hesi serta menentukan konsentrasi nikel yang melapisi hesi.
Penelitian ini menggunakan metode elektrolisis. Limbah cair industri elektroplating sebagai elek~trolit dan lcmpeng platina sebagai elektroda (katoda dan araoda). Variasi notensial yang dipakai adalah 2; 2,5; 3; 3,5 dan 4 volt seiama 2 jam, variasi waktu yang dipakai adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 jam, sedangkan variasi pH adalah pH 3, 4 dan 5. Kemudian mcngukur konsentrasi nikel sisa elektrolisis setiap variasi menggunakan SSA. Variasi optimal digLmakan untuk proses elektroplating. Hasil optimal ditunjukkan dengan jumlah konsentrasi nikel sisa dalam sampel yang paling keeil. Konsenirasi ion logam nikel yang melapisi besi diperoleh clari selisih konsentrasi nikel awal dengan konsentrasi nikel sisa dalam sampel setelah elektroplating.
Kesimpuian dari peneliiian ini adalah paiensial optimal, waktu optimal, dan pH optimal proses elektrolisis pengendapatz logam nikel bertutut-turut adalah 2 volt, 3 jam, dan pH 5, sedangkan konsentrasi ion logam nikel(II) yang melapisi besi adalah 1,9521 ppm.
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